RIALZO DI SENO PER VIA
LATERALE — NUOVO PROTOCOLLO

PIEZOELETTRICO
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1 SLC — assottiglia-
mento della parete
laterale

[ A

=

2 SLO-H — osteotomia
della finestra ossea

[ 3

Yl

4 Pinzette — rimozione
della finestra ossea

3 SLO-H — distacco
della finestra ossea

5 SLS — Separazione
della membrana
sinusale

7

6 SLE1 — elevazione
della membrana dal
pavimento del seno

[ 1

8 innesto endo-
sinusale

7 SLE2 — elevazione
della membrana dalla
parete palatale

& )

9 membrana
otturatrice




1 assottigliamento della parete e individuazione
della cavita sinusale (colore scuro)

2 osteotomia della finestra ossea mediante
disegno della cornice

3 rimozione della parete assottigliata

4 separazione della membrana dalla cornice della
finestra ossea

5 inizio di elevazione della membrana dal
pavimento del seno

6 ultimazione dell’elevazione della membrana
dalla parete palatale

7 innesto di biomateriale




-+ NUOVO KIT SINUS LIFT LATERAL PER )
MECTRON PIEZOSURGERY® — LA TECNICA PIU
SICURA DOCUMENTATA IN LETTERATURA

- Ridotto rischio di perforazioni acci-
dentali della membrana

- Nuovo inserto che assottiglia la parete
ossea con massima efficacia e sorpren-
dente controllo intraoperatorio

- Nuovo inserto per osteotomia che
unisce efficienza e sicurezza

- Nuovo separatore piu sottile e quindi
piu efficace rispetto alla vecchia forma
“a zampa di elefante”

- Nuovi elevatori con terminale affilato
per tagliare le fibre di Sharpey
dell’endostio che viene protetto dalla
convessita del terminale.

- Nuovo elevatore SLE1* per iniziare
I'elevazione della membrana dal
pavimento del seno

- Nuovo elevatore SLE2* per terminare
I'elevazione dalla parete palatale

KIT ED INSERTI SINUS LIFT LATERAL

Inserto SLC -Sinus Lift Consuming 03380013

Inserto SLO-H -Sinus Lift Osteotomy 03370025 /
Inserto SLS -Sinus Lift Separator 03390006 |
Inserto SLE1* -Sinus Lift Elevator 1 03390007 . ‘i\k . '
Inserto SLE2* -Sinus Lift Elevator 2 03390008 . .
Kit Sinus Lift Lateral 01520023 ;

(SLC, SLO-H, SLS, SLE1, SLE2)
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